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Abstract (en)
The device has a rotating photogravure rough form (11) with a basic screen set out for at least the maximum ink quantity and an application device
(2) for ultraviolet printing ink, suitable for completely filling of the basic screen. An ultraviolet drier (3) can pivot to and fro and engages over the
printing form width. A picture point transmission device (5) performs ablation on the surface of the photogravure form and an inking system (7) emits
ultraviolet printing ink. For the photogravure rough form a ceramic screen roller with high line count is provided. For the application device and the
inking system a chamber ductor is provided.

Abstract (de)
Ausgehend von einer Tiefdruckrohform, bei der zur Druckformherstellung ein Flllvorgang und ein sich daran anschlieBender Bebilderungsvorgang
vorgenommen wird, werden im Fillvorgang die Vertiefungen gleichmaBig mittels einer UV-Druckfarbe durch eine Antragseinrichtung 2 befullt, die
UV-Druckfarbe mittels eines UV-Trockners 3 gehértet, dann im Bebilderungsvorgang durch thermische Ablation 5 gehéartete UV-Druckfarbe aus
den Vertiefungen bildmé&Big abgetragen, die bildmaBig gerasterte Tiefdruckform mittels eines Einfarbesystems 7 mit UV-Druckfarbe eingeférbt. Zur
Umristung durchlauft die Tiefdruckform einen Léschvorgang unter Verwendung von UV-Druckfarbe. <IMAGE>
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